
令和６年度　芸術学部時間割表 *=必修科目　　△＝選択必修科目　　□＝選択科目

【107】

【177】 【120】
【129】 金尾 クラス

【166】太田他 【168】太田他 【109】 前田 15201 【151】 デッサン基礎演習 渡抜
18109・18103 18109・18103 羽鳥 【171】

【102】 内林 【161】
OA2 □絵画演習

△塑造演習 △塑造演習 【111】 　 中原 ↓20～23入学生のみ

黒木 19210 黒木 19210 内林 1631 【029】
羽鳥 15201 OA2 中原 【107】 （絵画△・立体＊・メディア□）

【172】 【120】 1631

□絵画演習 【177】 金尾 【084】
川野正 【105】 隅田 15201 【085】
1631 前田 （絵画△・立体＊・メディア□）

濱川
羽鳥 隅田

床田 19107 OA1 □絵画演習
【109】 中原

【111】 【172】 【120】 【171】 1631

井上友 15201 【177】
□塑造演習 □塑造演習 羽鳥

前田 　

□絵画演習 檀

川野正 1631

【111】
永嶋 田 パソ4 クラス

羽鳥 進藤 百瀬 中原 1631 中原 1631 【200】

荒巻
石橋 クラス 科目名 担当者

羽鳥 佐野 パソ4 青栁 【151】 □デッサン基礎演習 渡抜

金尾 ↓20～23入学生のみ

　 15201 【029】 △立体構成
黒木 黒木 15201 荒巻 【084】 △平面構成 大庭

【085】
佐野 進藤 久保 中原

永嶋 佐藤慈 【191】 百瀬

百瀬

【219】 【102】
クラス

藤田 【151】

柴村・水間 坂本 坂本 水間 内林 OA2
↓20～23入学生（GD）のみ

【105】 内林 【029】 ＊立体構成

濱川 金尾 青栁 【084】 大庭
隅田 OA1 【085】 大庭

三枝

金尾 1クラス 隅田

真島 西川 西川 2クラス

1634

【162】 【160】 【062】 【161】
□絵画演習 □絵画演習 □絵画演習 クラス
川野正 【151】

羽鳥 濱川
15201

18109 ↓20～23入学生のみ

【029】
黒木 【109】

□美術概論 【104】 　 【160】 【084】 大庭

井上友 【085】 大庭

金尾 青栁
黒木 清水 富田 濱川 税田
19210

　 17802

羽鳥
15201

【216】
【123】 【102】 【101】
*平面構成 内林 OA2 内林 OA2
岡本 【105】 【103】

隅田 OA1 隅田 OA1

【246】 クラス

中原 ↓20～23入学生のみ

【029】
羽鳥

【084】 大庭

永嶋 【085】 大庭
岩田 金尾

桜井
永嶋

中原

井上友

【101】内林　OA2

デジタルラボ502 【103】隅田　OA1 15201

ソ

ー

シ

ャ

ル

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

情

報

デ

ザ

イ

ン

【114】
△デッサン

＊ソーシャル

デザイン概論

【111】

伊藤敬

井上貢

□東洋美術史 ※別に前期(夏季)集中クラスも

あります

□コンピュータ基

礎演習

【150】 ＊平面構成

【254】 □デッサン基礎演習
＊製図演習A ＊プロダクトデザイ

ン概論 1634・1631・1632

△東洋美術史

□コンピュータ基

礎演習

□コンピュータ基

礎演習

1631

【101】内林　OA2

※別に前期(夏季)集中クラスも

あります＊イラストレーションデザイン基

礎演習

＊イラストレーションデザイン基

礎演習
17704

【150】
□コンピュータ基

礎演習

□デッサン基礎演習

1634・1631・1632 ＊平面構成

１クラス ２クラス

17201・17105･17107･17207

ビ

ジ

ュ

ア

ル

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

◆前期集中
24入学生のみ 【119】 【251】

□コンピュータ基

礎演習

17603

【192】 24入学生のみ

△平面構成 1631

24入学生のみ 17307 17304 23以前　再履修クラス

◆前期集中
【150】

□コンピュータ基

礎演習

□コンピュータ基

礎演習

【107】 □デッサン基礎演習

【130】
△平面構成 △立体構成 【062】 【161】

17802 【190】 17704

1634・1631・1632

□コンピュータ基

礎演習

※別に前期(夏季)集中クラスも

あります

15201

【150】
□コンピュータ基

礎演習

(絵画・メディア)

＊芸術表現

演習

【062】 □デッサン基礎演習

□絵画演習 (立体)

◆前期集中

【110】
＊東洋美術史

（絵画□・立体△・メディア□）

芸

術

表

現

学

科

1

年

次

絵

画

△工芸デザイン

基礎演習

△工芸デザイン

基礎演習

南・PLATT・渡抜・国本 南・PLATT・

渡抜・国本・

前田・黒岩・

檀・羽太・趙

　 1631

△デッサン
【114】

15102

△平面構成
□コンピュータ基

礎演習

□コンピュータ基

礎演習

△平面構成

1631
【109】

17702・17703

安齋・加來
デザイン演習1632

栗田

＊生活環境

17805
佐藤昭・清水15202

15201
【110】 17705

□塑造演習 15201
【124】 【234】 □色彩学 ＊平面構成

19210 24入学生のみ 【107】

＊立体構成 栗田　他

新・髙森 15102

1631

【114】
＊デッサン

24入学生・20～再履修のみ
1520117705

【052】
石橋

17804 17803
田

1634

【103】
152011クラス

＊平面構成
＊色彩学

栗田　他

井上友 OA2

【160】安齋 【109】 15201

1クラス

デジタルラボ601

17802 17307 ＊写真基礎実習Ⅰ 17201・17105･17107･17207

星野

15101

△平面構成 大庭

【103】隅田　OA1

【181】 24入学生のみ ※別に前期(夏季)集中クラスも

あります

□塑造演習

【122】 15102 ＊映像基礎実習A

【102】内林　OA2 【101】内林　OA2 1634・1631・1632【242】 15201 國武 【190】
□色彩学□映像論

　18103 □東洋美術史 【185】 15102
15204【166】太田他 【110】

18109 1631 デジタルラボ601 17304

24入学生のみ【122】 24入学生のみ 【205】

羽太・趙
15102

1632 PLATT 　

△美術概論
△絵画概論

19206 15102 □東洋美術史

【110】 　 【256】
平面構成 大庭

＊立体構成 平面構成 大庭
　

【129】15201【162】 1634

△デッサン基礎演習
青栁

立体構成 栗田　他羽太・趙
黒岩・檀

【221】15201 　
15201

パソ３ 【102】内林　OA2

　 【105】隅田　OA1

地

域

ブ

ラ

ン

ド

企

画

15201 17802・デジタルラボ501 デジタルラボ501 17704
井上友 岩田 久保 井上貢 □色彩学

△立体構成 【107】
＊ソーシャルデ

ザイン演習△美術概論 △平面構成 15201 ＊視覚デザイン演習

△立体構成 栗田　他

【122】 【072】 【130】
24入学生のみ △日本美術史 24入学生のみ 【238】

◆前期集中

科目名 担当者

17702
15101 17702・17703

成田
栗田 ＊立体構成

＊空間演出デ

ザイン概論

＊デッサン 【235】
24入学生のみ 23入学生のみ 【115】

空

間

演

出

□コンピュータ基

礎演習

【131】

　
1631 17602 佐藤昭 15102

佐藤昭 成田 デザイン演習
パソ4

＊立体構成 ＊デッサン ＊平面構成 ＊生活環境
【116】 □工芸デザイ

ン概論

【232】

24入学生のみ

【243】 △コンピュータ基

礎演習

【132】

プ

ロ

ダ

ク

ト

【102】内林　OA2

□塑造演習 【105】隅田　OA1 【103】隅田　OA1

17802・17803

【242】

1631
18109 17802

中原 □デッサン基礎演習 渡抜
宮田雅他 田 　 佐藤昭 デザイン演習

科目名 担当者
【167】 ＊平面構成 　 ＊立体構成 ＊生活環境 1631 中原

【120】 【129】 【236】 ＊工芸デザイ

ン概論

中原【110】

生

活

環

境

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

工

芸

◆前期集中
＊工芸デザイン

基礎演習

24入学生のみ 24入学生のみ

　
17704 GD・ILD共同デザインアトリエ

金尾・田

　 真島・石橋

*立体構成 *デッサン

三枝・西川

*平面構成 24入学生のみ 　
【134】 2クラス 【117】 2クラス OA1【127】 2クラス 万野

【252】
24入学生・20～再履修のみ

＊イラストレー

ションデザイン概

論

17704 　 17805
金尾【701】 【702】

*立体構成 ＊ビジュアルデ

ザイン演習

【213】
金度 □コンピュータ基

礎演習

＊デッサン *平面構成 24入学生のみ

【135】 15102イ

ラ

ス

ト

レ

ー

シ

ョ

ン

【118】 1クラス 【126】 1クラス

15201

□工芸デザイ

ン概論

【107】　 □美術概論
17604 1760417705

渡抜

＊立体構成 1634・1632 □コンピュータ基

礎演習

科目名 担当者

【133】 *平面構成 24入学生のみ *平面構成 24入学生のみ 【101】 □デッサン基礎演習

2クラス

＊グラフィックデザ

イン概論

*デッサン 【025】 【125】 ＊ビジュアルデ

ザイン演習

＊写真基礎実習Ⅰ
15204・17203

＊映像メディア概論 佐野・星野・佐藤

慈・内海17704

19210 19210 (映像メディア) △写真基礎実習A △立体構成

栗田　他
□映像メディア概論 ＊コンテンツデザ

イン演習A

【196】 【130】 ＊写真・映像メ

ディア演習

【114】
△デッサン

【228】 【105】隅田　OA1□塑造演習 井上友 15202 □写真学概論 (写真) 【187】
映

像

メ

デ

ィ

ア

【243】 □美術概論 【184】
【109】

18103

△コンテンツデザ

イン演習A

△CG演習A
大日方 17201・17105･17107･17207

【168】太田他

HARUKI
18109 ＊写真学概論 15201 【187】 15204・17203 【206】

担当者
【165】宮田雅他 【167】宮田雅他 川野正 星野

＊写真・映像メ

ディア演習

＊写真基礎実習Ⅰ □絵画演習 □絵画演習 科目名
△写真表現論

□絵画演習 □日本美術史 △写真基礎実習A ＊映像基礎実習A 久保
【195】 【180】 【229】 【191】写

真

・

映

像

メ

デ

ィ

ア

学

科

1

年

次

写

真

●通年集中
□工芸デザイン

基礎演習

□工芸デザイン

基礎演習

【162】 △CG演習A

17602・ラボ601

後期木3も実施

15201

19210 19210 15102 1631
15201 17802 黒岩・檀

佐藤昭 17802・17803 ＊デジタル

ペイント黒木 黒木 【162】 【012】池松 2クラス

【274】

△立体造形概論 田
【242】 【243】 【112】坪山 1クラス □日本美術史 □平面構成 ＊メディア芸術

概論

□立体構成
＊デッサン 24入学生のみ 【129】 24入学生のみ ※マンガクラス

メ

デ

ィ

ア

芸

術

15201 15102 【161】

△モデリング基礎

演習

　 OA1

□工芸デザイ

ン概論青栁 15102 17802

＊立体造形概論 PLATT 田 佐藤昭 17802・17803

＊ペーパーク

ラフト演習

□絵画概論 ＊平面構成 【160】

24入学生のみ □コンピュータ基

礎演習

△色彩学
【103】

【706】 24入学生のみ
立

体

造

形

＊デッサン ＊日本美術史

【113】
【242】 【243】

□メディア芸

術概論

井上友 15102
　 佐藤昭 17802・17803□美術概論 15102 PLATT 17802

24入学生のみ □コンピュータ基

礎演習

【101】 科目名 担当者
＊絵画概論 田 　 △立体構成

24入学生のみ □色彩学
【165】宮田雅他 【167】宮田雅他 □立体造形概論 【172】 △平面構成

11:00～12:40 ※日程については、教務部HP等で確認して下さい9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:4017:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:2015:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20

2 集中講義等
9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20

1 2 3 4 5 15 1 2 3 4 54 5 1 2 3 4

金 土

1 2 3 4 5 1 2 3

前期

▶2024年度入学生用

学科 年次 専攻

月 火 水 木

キ

ャ

リ

ア

形

成

基

礎

論

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

注意！「平面構成」は2クラスありますが、自分が当てはまるほ

うのクラスを登録してください。

【084】平面構成を1度でも受講したことがある学生

【085】平面構成を今まで1度も受講したことがない学生

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

キ

ャ

リ

ア

形

成

基

礎

論

注意！「平面構成」は2クラスありますが、自分が当てはまるほうのクラスを

登録してください。

【084】平面構成を1度でも受講したことがある学生

【085】平面構成を今まで1度も受講したことがない学生

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

キ
ャ
リ
ア
形
成

基
礎
論

キ
ャ
リ
ア
形
成

基
礎
論

注意！「平面構成」は2クラスありますが、自分が当てはまるほ

うのクラスを登録してください。

【084】平面構成を1度でも受講したことがある学生

【085】平面構成を今まで1度も受講したことがない学生

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

キ

ャ

リ

ア

形

成

基

礎

論

注意！「平面構成」は2クラスありますが、自分が当てはまるほ

うのクラスを登録してください。

【084】平面構成を1度でも受講したことがある学生

【085】平面構成を今まで1度も受講したことがない学生

能

力

別

英

語

科

目

キ

ャ

リ

ア

形

成

基

礎

論

能

力

別

英

語

科

目

注意！「平面構成」は2クラスありますが、自分が当てはまるほ

うのクラスを登録してください。

【084】平面構成を1度でも受講したことがある学生

【085】平面構成を今まで1度も受講したことがない学生



*=必修科目　　△＝選択必修科目　　□＝選択科目

【257】
【210】 【108】 【247】 【043】

△日本画実習 南 1631 クラス
堤 1633/1631 1633 黒木 19210 黒木 19210 【101】

【156】
【173】 神戸 1632 【102】

1633 ※水5も実施

【175】 【173】 税田 15202 税田 15202

青木真 【075】 　
パソ4 【056】 【156】

金氏 青木真

【241】 金氏 川野正 川野正

松尾
19210

【108】

【173】 【173】 【043】 □塑造演習

【155】 井上友 15201 黒木 19210

【175】 金氏 【157】

青木真 青木真 【274】

パソ4 【075】 光藤 15102 パソ4 黒木 19210

星野 パソ2 クラス

藤 【200】
17201 川野正 1632 川野正 1632

濱川和 17802 佐野 濱川和 17802

15102 井上友

石橋 パソ4 岡本 パソ4 【043】 【042】 クラス
【101】

黒木 黒木
【102】

※水5も実施

荒巻 荒巻 佐野 パソ2 藤
15102

　 　
【157】

【044】 【244】 【056】 【156】 クラス
【101】

　 　

金尾 税田 税田 【102】
※水5も実施

【108】

坂本
2クラス 初島 初島

濱川 万野
1クラス 【056】 【156】

金尾 【211】 三枝 【157】
　 17803

【212】 西川 税田

金尾 17802 15202

【156】 クラス
【101】

新 濱川 川野正 1632 川野正 1632

【102】
※水5も実施

　

　

【043】 【042】

佐藤昭 黒木 黒木 税田

　

井上貢

クラス
＊情報デザイン演習Ⅰ 【101】
岩田 　 佐野 【705】

濱川和 17802 井上友 濱川和 17802 ＊ソーシャル 【102】
デザイン ※水5も実施

応用演習
伊藤敬

【245】
＊地域ブランド企画演習Ⅰ
桜井 光藤
17803 15102

【157】 デジタルラボ502

□視覚心理学

地

域

ブ

ラ

ン

ド

企

画

井上友 15102

※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

15201 ※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

15102

濱川和

※授業実施日は

初回授業で通知

します。

【155】 15201 ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

＊デザイン史 井上貢

デジタルラボ503 15102 △コンピュータ概

論

□QUEST演習A

濱川和
□QUEST演習A △西洋美術史 □QUEST演習A 【153】 ※月5も実施

△マルチメディア

概論

水5＋集中 科目名 担当者
【101】 【108】 【102】 □QUEST演習A

▼後期集中
　 （後期集中） 【178】 （後期集中）ソ

ー

シ

ャ

ル

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

情

報

デ

ザ

イ

ン

【230】 月5＋集中

安齋

17404・デジタルラボ601 15202・15203 17404 20B1機械工作室
加來 15102
△製図実習A △材料加工実習A

17701・17702 加來 二宮

【188】
栗田・安齋・加來・勝井 △材料加工実習C △製図実習A

【002】 ※ファッション系

□コンピュータ概

論＊空間演出デザイン演習Ⅰ 【703】 【237】

【153】

【217】 ※ファッション系
空

間

演

出

15202
※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

17804 18111MP工房 19210 19210

＊製図演習B

佐藤昭 15102 15201 15201 20B1機械工作室
井上友 ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

□塑造演習 □塑造演習 辻
□西洋美術史 △材料加工実習A 【233】

＊プロダクトデザイン演習 I 田代 ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

＊材料加工実習 B 井上友

【253】 △人間工学概論 【209】 ＊デザイン史
【159】 17802 【155】 【108】 17802 【088】

濱川和

プ

ロ

ダ

ク

ト

濱川和

□QUEST演習A □QUEST演習A

濱川和

　 【101】 【102】 15202
税田 □QUEST演習A
　基礎演習 ※月5も実施

18108 15201 18103 18108・18103

□QUEST演習A 濱川和

15102 月5＋集中 髙森 新・髙森 水5＋集中

（後期集中） □絵画演習 □絵画演習 ＊図学製図＊工芸デザイン実習ⅠA 田代 □工芸史 （後期集中） ＊工芸デザイン実習ⅠB ＊工芸デザイン演習A
【163】 【063】 科目名 担当者【224】 □人間工学概論 【154】 【225】 【226】

生

活

環

境

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

工

芸

▼後期集中
【159】

15102 15202
17704

　基礎演習 　基礎演習 
2クラス 光藤 17802 税田

□図学製図 □図学製図
17704 ＊色彩計画

演習A

△視覚心理学 デジタルラボ501
【189】 1クラス 真島

【215】 1クラス

15201 △キャラクターデザイン実習

17604・17605 17604・17605
※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

＊色彩計画

演習A

17705 ＊イラストレーションデザイン演

習I

※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

□工芸史 【081】 △キャラクターデザイン実習
【154】 15201 【015】 2クラス 15201

※授業実施日は

初回授業で通知

します。

□カリグラフィ □カリグラフィ
【186】 【086】

イ

ラ

ス

ト

レ

ー

シ

ョ

ン

※授業実施日は

初回授業で通知

します。

井上友

□西洋美術史

17802 △ビジュアルデ

ザイン史

17802

17704 15202 15202濱川和 【201】 濱川和

□QUEST演習A 17802 □QUEST演習A 濱川和

※月5も実施

デジタルラボ504・17603 デジタルラボ504 □QUEST演習A 17802

濱川和

柴村 柴村 【101】 富田 15102 【101】
□色彩計画

演習A

＊タイポグラフィ実習I ＊図学製図 ＊図学製図 □QUEST演習A

富田 　基礎演習 　基礎演習 

科目名 担当者
＊グラフィックデザイン演習I ＊グラフィックデザイン演習I ＊タイポグラフィ実習I 光藤

□視覚心理学 水5＋集中 【261】
1クラス 1クラス 2クラス

【218】 【018】 月5＋集中

▼後期集中
1クラス 2クラス （後期集中） 2クラス （後期集中）

ビ

ジ

ュ

ア

ル

デ

ザ

イ

ン

学

科

1

年

次

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

17304・17305 パソ3
15102

佐藤慈・内海
17201 17104 17104 17105・17106 光藤
大日方 渕上 □視覚心理学

【157】 ＊映像基礎実習B ＊メディア基礎実習
19210 【183】 【204】 □QUEST演習A 濱川和

□写真史 ＊写真基礎実習Ⅱ ＊写真基礎実習Ⅱ △写真基礎実習B 星野
【199】 【193】 【194】 【198】 ＊マルチメディア

概論

＊3DCG演習 19210

□QUEST演習A 濱川和
23以前　再履修クラス ※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

24入学生のみ 【178】 【179】 ※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

※月5も実施

科目名 担当者

映

像

メ

デ

ィ

ア

□塑造演習 □塑造演習

△CG演習B ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

△CG演習B ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

15201

▼後期集中
【207】 【208】 □西洋美術史

□QUEST演習A パソ3 17304
佐藤慈・内海 △写真表現論 HARUKI

17104 □QUEST演習A 17105・17106 　 【108】
【102】 □絵画演習 □絵画演習大日方 荒巻 【101】 渕上 □マルチメディア

概論

【163】 【063】 △メディア基礎実習 △映像基礎実習B 科目名 担当者
【203】 【182】

＊写真史 ＊写真基礎実習Ⅱ 月5＋集中 △写真基礎実習B 【178】

●通年集中
【199】 【193】 （後期集中） 【197】 □3DCG演習 （後期集中）

デジタルラボ601 前期金2も実施

写

真

・

映

像

メ

デ

ィ

ア

学

科

1

年

次

写

真

【179】

水5＋集中

15102

※木2限も実施 デジタルラボ502/17603 デジタルラボ601 ※月2限も実施 檀　　ラボ601他

2クラス 15201 金氏 ＊デジタルペイント

デジタルラボ601 井上友 ペイント △視覚心理学 □塑造演習 井上貢

□コンピュータ概

論1クラス △デザイン史 ＊デジタル ※マンガクラス 【042】
デジタルラボ501/17602

＊デジタルペイント 【174】 ＊グラフィックデ

ザイン

＊ベーシックモーション 【074】 2クラス 1クラス　 □西洋美術史 【153】
メ

デ

ィ

ア

芸

術

＊グラフィックデ

ザイン

趙・馬場

15202

19210 ※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

※月5クラスと水5

クラスは内容が違

います

1632 1632 税田 税田

前田 19207 15202

【248】 ※授業実施日は

初回授業で通知

します。

デジタルラボ601

＊テラコッタ実習 ＊塑造演習 床田

□デジタルペイント □絵画演習 □絵画演習 △図学製図基

礎演習

△図学製図基

礎演習※授業実施日は

初回授業で通知

します。

パソ4
デジタルラボ601 ※月2限も実施

※木2限も実施 △立体造形基

礎演習

デジタルラボ601 17802 □デジタルペイント 【258】 【174】 17802 【163】 【063】
濱川和 □グラフィックデ

ザイン

□QUEST演習A

立

体

造

形

デジタルラボ502/17603 濱川和 【074】

【102】
デジタルラボ501/17602 □QUEST演習A

□図学製図基

礎演習

□図学製図基

礎演習

□QUEST演習A 濱川和

□グラフィックデ

ザイン

趙・馬場 【101】

※月5も実施

□ベーシックモーション 　 【049】
1632/1634 【056】

濱川和

19201 月5＋集中 19201 15201 水5＋集中

井上友 （後期集中） 樋口 1632/1634 □QUEST演習A
△塑造演習 渡抜・PLATT・国本 科目名 担当者

田代ゆ （後期集中） 田代ゆ

＊版画基礎 ＊版画基礎 【249】 ＊西洋美術史

▼後期集中
【250】 1クラス 【050】 2クラス ＊日本画基礎 【042】

芸

術

表

現

学

科

1

年

次

絵

画

＊洋画基礎
△デッサン実習 △塑造演習

17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 ※日程については、教務部HP等で確認して下さい15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:2013:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:2011:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40 11:00～12:40

5 1 2 集中講義等
9:00～10:40 11:00～12:40 13:40～15:20 15:40～17:20 17:40～19:20 9:00～10:40

4 5 1 2 3 43 4 5 1 2 32 3 4 5 1 2

水 木 金 土

1 2 3 4 5 1

後期

学科 年次 専攻

月 火

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は

参加必須です。

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目 9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

能

力

別

英

語

科

目

能

力

別

英

語

科

目9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。

9月上旬に説明

会を実施します。

履修希望者は参

加必須です。


